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Krémrétegek egy leveg6-oxigén-keverék |étezése révén passzivalnak. A krémrétegek potencialja
eltolddik ez altal a pozitiv tartomanyba — tehat a felllet nemesebb lesz. Ez az alapja a Cu-Ni-Cr- illetve
Ni-Cr-rétegeknél a korrézié-mechanizmusnak.

A hat vegyértékd levalasztott kromréteg kilon megtekintve, kiegészitéen passzivalodik a krdmsav-
anhidridbdl allé krombevonat-elektrolitban. A hat vegyérték(i krombevonas egy szeparalas a
savformabdl, amivel ellentétben a harom vegyértékld krémbevonas a sé formabdl kerl
végrehaijtasra. Itt hidnyzik a passzivalas mddja! Ebbdl kifolydlag kell egy védé filmet vagy egy
korrdzié gatld konverzids réteget |étesiteni. A kdvetkez6 séman felismerheté az elektrolitikus
passzivalo réteg |épésrdl |épésre torténd létesitése SAPHIR 2000 EPT-vel.

1) A katédosan kapcsolt szerkezeti elem a harom vegyérték( levalasztott krdmréteggel kap egy
negativ polarizaciot.

2) A pozitiv (nemes) potencidl eltolddik a negativba. A szerkezeti elem katddos csatlakozasa
ellenére kapunk egy Cr**- und Cr**-ion koncentracidndvekedést a Helmholtz-kettds rétegben.

3) Ebben a filmben egy reakcid keletkezik az oldat kiilénb6z6 anionjaival. A kationok és az
anionok reakcidja kovetkeztében agy vastagabb passzivréteg képz6dik a katédfilmben.

4) Ennek az eredménye egy nagy korrézié-ellenallas a passzivalt krom(lll)-rétegben.

A SAPHIR 2000 EPT 2 - 3 A/dm? drams(ir(iségnél dolgozik 2 — 4 percig tarté expozicids idével.
Elektrodként Pb/Sn-anyag keril alkalmazasra. A SAPHIR EPT komplexképz6déstél mentes és nem
tartalmaz kromvegyiileteket. Ezen fellil minden 6sszetev analizalhatd. A korrdzidalldsag elérésére,
melyek az autdipar kiils6 részeivel szemben kivant kovetelményeknek megfelelnek, egy kétfokozatu
passzivalod rendszert kell alkalmazni.

1. kémiai passzivalas
2. elektrolitikus passzivalas SAPHIR 2000 EPT-vel

Korrdzidvizsgdlati eredmények kimutattak, hogy a kezelési id6 novelése a korrézidés aramot negativan
befolyasolja és kovetkeztetésképpen a rétegek nagyobb ellenallé képességet mutatnak fel.

Harom vegyértékiien krémozott mintalemezek korrézidvizsgalata DIN EN 248 szerint (balra) SAPHIR
2000 EPT nélkil és (jobbra) SAPHIR 2000 EPT-vel.
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